
第 20 回光設計賞報告
一般社団法人 日本光学会 光設計研究グループ企画の「第 20 回光設計賞」は，8 件の応募に対す

る審査の結果，下記の通り受賞者を決定しましたので報告いたします．

■ 受賞者
○光設計大賞

（該当なし）
○光設計優秀賞

・「フレネルゾーン開口によるレンズレスライトフィールドカメラ技術」
  中村 悠介 氏，島野 健 氏，田島 和幸 氏，佐尾 真侑 氏，星沢 拓 氏（株式会社日立製作所）
○光設計奨励賞

・「広範囲・高分解能・高精度イメージングエリプソメータの開発」
  金 蓮花 氏（山梨大学）
  上原 誠 氏（株式会社目白 67）
○光設計特別賞

・「通信工学技術を応用した超高速共焦点蛍光顕微鏡」
  三上 秀治 氏，小関 泰之 氏，合田 圭介 氏（東京大学）

・「高さ方向の超高分解能を実現した光干渉方式表面形状測定装置」
  西川 孝 氏（株式会社ニコンインステック）

■ 表彰
“Optics & Photonics Japan 2017”にて授与式・受賞記念講演を行います．
開催日： 光設計賞授与式 2017 年 10 月 31 日（火）、受賞記念講演 11 月１日（水）
会 場： 筑波大学東京キャンパス文京校舎（〒112-0012 東京都文京区大塚 3-29-1）
詳しくは http://opt-j.com/opj2017/をご覧ください．

■ 審査委員
委員長： 辰野 響（株式会社リコー）
委 員： 荒木 敬介（キヤノン株式会社，宇都宮大学），渋谷 眞人（東京工芸大学），
     立野 公男（国際基督教大学，古賀総研），田中 康弘（パナソニック株式会社），
     花野 和成（オリンパス株式会社），丸山 晃一（丸山光学研究所），
     村上 照夫（東京大学），森 孝司（株式会社ニコン）

■ お問合せ先
〒739-0693 広島県大竹市御幸町 20-1
三菱ケミカル株式会社 大竹研究所
入江 菊枝
TEL : 0827-52-0620 E-Mail : odp20


